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Stanistaw Karczewski
Marszalek Senatu RP

Szanowny Panie Marszatku,

Odnoszac si¢ do oswiadczenia Pana Senatora Antoniego Szymariskiego ztozonego podczas
73. posiedzeniu Senatu w dniu 14 lutego 2019 r., uprzejmie informuje co nastepuje.

W dziedzinie technologii wytwarzania grafenu w ostatnich latach dokonat sie duzy postep. Opracowano
wiele technik syntezy grafenu, a jedne z najbardziej obiecujgcych technik opracowali Polacy i co wiecej
udalo sie je wdrozy¢ do masowej produkgji. Jednak mimo osiggnigcia konkurencyjnej, w skali Swiatowej,
ceny wytworzenia, jej poziom, wcigz nie pozwala na rozpowszechnienie i szerokg sprzedaz wytworzonego
materiatu. Nalezy jednak podkreslic, ze mowa tu o technicznej zdolnosci do wytwarzania grafenu,
a nie o produkcji komercyjnych wyrobéw z jego zastosowaniem. Wynika to z faktu, ze technologie
wykorzystujgce grafen znajdujg sie we wezesnym stadium rozwoju.

Grafen posiada unikalne wiasciwosci, ktére dajg nadzieje naszerokie zastosowania w elektronice,
ale réwniez w biomedycynie czy przy produkcji wytrzymatych materiatow. Niemniej, na ten moment, mozemy
méwi¢, w wigkszosci przypadkéw, jedynie o potencjalnych zastosowaniach grafenu niz o faktycznych
gotowych rozwigzaniach, ktére majg szerokie pole implementacji, zapewniajgce efekt skali. A tylko takie
podejscie pozwolitoby na osiggnigcie rosnacych przychodéw przy jednoczesnym spadku kosztéw wraz
ze wzrostem rozmiarow produkcji. Jednoczesnie nalezy podkreslié, ze problem ten nie dotyczy jedynie
polskiej mysli technologicznej. Wyniki ewaluacji krajowych programéw wsparcia wskazujg na pierwsze
pozytywne wstepne rezultaty zastosowania grafenu w produktach, ale do komercyjnego ich wykorzystania
jest jeszcze diuga droga. Obecny stan prac powoduje, ze dyskusja o wielkoskalowej produkgji grafenu jako
bazy do wytwarzania gotowych produktdw jest przedwczesna.

W celu komercjalizacji przemystowej metody wytwarzania grafenu, opracowanej przez naukowcow
z Instytutu  Technologii Materiatow Elektronicznych (ITME) zostata utworzona spétka Nano Carbon.
W ostatnim czasie jej glownym udziatowcem byta Polska Grupa Zbrojeniowa, a drugim wiascicielem KGHM
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. ITME wniosto do spétki know-how i specjalistyczne aktywa trwate —
czyli maszyny. Spoltka miata szczegdlowo opracowaé przemystows technologie wytwarzania grafenu
w roznych postaciach, w pofgczeniu z innymi substancjami, gtéwnie z miedzig i niklem. Przychody miaty
pochodzic m. in. ze sprzedazy tej substancji i jej pochodnych oraz ustug badawczo-rozwojowych.
Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) negatywnie ocenita czynnoéci podejmowane przez spétke Nano Carbon.
Wedlug NIK, w wyniku blednie prowadzonej dziatalnosci podstawowej, ktéra w zalozeniach miata
doprowadzi¢ do komercjalizacji technologii zastosowania grafenu, spélka caty czas ponosita straty co
wymusito zaprzestanie dziatalnosci. Sytuacja ta spowodowana byla przedwczesnym i nieuzasadnionym
gospodarczo wnioskowaniem o dokapitalizowanie Nano Carbon w celu zakupu kosztownej aparatury, bez
pozyskania technologii, ktéra pozwolitaby na efektywne wykorzystanie juz wczeéniej zakupionych urzadzen.
Wcelu uzyskania tego dokapitalizowania owczesne wiadze spétki, w sposéb niezgodny ze stanem
faktycznym informowaty wspolnikéw o sytuacji przedsiebiorstwa spotki. Realizowane umowy gospodarcze,
zawierane niekiedy bez nalezytej dbatosci o interes Nano Carbon, nie przyniosty zamierzonych efektow
ekonomicznych. Spowodowalo to w konsekwencji zmaterializowanie sie ryzyka niegospodarnosci.

Wobec powyzszych okolicznosci realizacja celu, do ktdrego zostata powotana spétka Nano Carbon, zostata
powierzona ITME. W przyszlym roku Instytut zamierza uruchomi¢ nowa linie produkgji
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tzw. grafenu ptatkowego, na ktérg zostata przydzielona dotacja panstwowa w wysokosci ok 6 min zi
Nowa linia produkcyjna pozwoli stukrotnie zwigkszy¢ obecne mozliwosci produkcji grafenu ptatkowego,
a Instytut zostanie drugim pod wzgledem wielkosci producentem tego materiatu w Europie.
Tego rodzaju grafen moze znalezé szerokie zastosowanie w przemyéle, a produkty z domieszkg tego
materialu trafig na rynek znacznie szybciej niz w przypadku tzw. grafenu foliowego, ktérego komercjalizacjg -
bez sukceséw - zajmowata sie spdétka Nano Carbon. ITME ma juz podpisane umowy z firmami,
ktére sprawdzaja mozliwosé uzycia grafenu w swoich fabrykach. Jednoczesnie nalezy podniesé, ze sytuacja
ITME jest stabilna i nie wystepujg zagrozenia natury ekonomiczno-finansowe; dla prowadzenia dziatalnosci,
w tym realizacji projektéw naukowo-badawczych i prac rozwojowych. Zespét rozwijajacy grafen w okresie
ostatniego pét roku powiekszyt sie dwukrotnie, w tym o 5 miodych naukowcow.

Pomimo niewielkiej zdolnosci do absorbcji wynikow prac naukowo-badawczych do przedsigbiorstw,
ktére w oparciu o nie wprowadzalyby z sukcesem innowacje grafenowe na rynek, polski Rzad wcigz jest
otwarty na dalsze finansowanie rozwoju tej technologii. Obecnie na $wiecie technologie grafenowe
najszybciej rozwijaja sie poza UE, giéwnie w Azji (Korea, Chiny).

Badania nad rozwojem technologii grafenowych uzyskaly i uzyskujg wsparcie w ramach programow
Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.
Mogg w nich uczestniczy¢ przedsigbiorcy i naukowcy prowadzgcy dziatalnosc badawczo-rozwojowa.
Projekty wykorzystujace technologie grafenowg sg obecnie skiadane irealizowane zaréwno w ramach
krajowych, jak i miedzynarodowych programoéw, takich jak Strategiczny program badar naukowych i prac
rozwojowych ,Nowoczesne technologie materiatowe” — TECHMATSTRATEG.

Biorac powyzsze pod uwage, pozwole sobie wyrazi¢ nadzieje, ze przedstawiony zakres merytoryczny
realizowanych dziatan bedzie dla Pana Senatora satysfakcjonujacy.

Z powazaniem
z up. Ministra
Marcin Ociepa
Podsekretarz Stanu
(podpisano elektronicznie)
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